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(5) Wa tinge Silicondispersionen 

Die waBrigen Silicondispersionen dor voriiegenden Erfin- 
dung sind hersiellbar unter Verwendung der Ausgangsslof- 
te 

a) in den endstandigen Einheiten Hydroxylgruppen aufwei- 
sende Polydiorganosiloxane, 

b) (Organo)metallverbindung(en) 
und 

c) Siliconat 

sowie gegebenenfalls 

d) Silicortharz. 
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Patents nspruche 

1. WaBrige Silicondispersionen, herstellbar untcr Verwcndung dtr Ausgangsstoffe 

a) in den endstandigen Einheiten Hydroxylgruppen aufweisende PolydiorganosiJoxanc 

b) (Organojmetallverbindungen 

dadurch gekennzetchnet. daO zusatzlich als Ausgangsstoff mindestens ein 

c) SiliconatderFormel 

R'-Si(0-M-WOH),_„ (M) 
und/odcrdcrcn durch Wasserabspaliungentstehenden Kondensaiionsprodukte, worin 

R f'l; iC 5 e ° dCr ver$cmedcnc Kohlenwasserstofrrcste mit 1 bis 18 Kohlenstoflatomen. die gegebenen- 
faMs durch Halogenatome. Aminogruppen. Ethergruppen, Estergruppen. Epoxygruppen. Mercapto- 
gruppen. Cyanognippen oder (Poly)glykoIreste subsiituiert sind. wobei letztere aus Oxyethylen- 
und/oder Oxypropyieneinheiten aufgebaut sind. 

m eine ganze oder gebrochcne Zah! im Wert von 0.1 bis 3 ist; 

M ein Alkalimetallkation, eine Ammonium- oder Phosphoniumgruppe bedeutet, 

verwendet wird. 

2. WaBrige Silicondispersionen gemSB Anspruch 1. dadurch gekennzetchnet. daS sie zusat2lich als Aus- 
gangsstoff 

d) Siliconharz 
enthalten. 

3. Verfahren zur Herstellung von waBrigen Silicondispersionen gemSB Anspruch 1 oder 2. dadurch gekenn- 
zeichnet.daB eine waBrige Emulsion von 

a) in den endstandigen Einheiten Hydroxylgruppen aufweisendem Polydiorganosiloxan mit 

b) (Organo)metallverbindungen in Substanz oder als wa&riger Dispersion und einer wafirigen Losung 
von 

c) Siliconat der Formel 

R*-SKO-M*MOH)i_ m (H) 

unaVoder deren durch Wasserabspaliungentstehenden Kondensationsprodukte. worin 

R' gleiche oder verschiedene Kohlenwasserstoffreste mit 1 bis IS Kohlenstoffatomen, die gegebenen- 
falls durch Haloger.atome. Aminogruppen. Ethergruppen, Estergruppen. Epoxygruppen. Mercapto- 
gruppen. Cyanogruppen oder (Poly)glykolreste substiiuiert sind. wobei leutere aus Oxvethylen- 
und/oder Oxypropyieneinheiten aufgebaut sind. 
m eine ganze oder gebrochene Zahl im Wert von 0,1 bis 3 ist: 
M cin Alkalimetallkation. eine Ammonium- oder Phosphoniumgruppe bedeutet, 

sowie gegebenenfalls einer waBrigen Dispersion von 

d) Siliconharz 
vermischt werden. 

Beschreibung 

Die Erfmdung betrifft waBrige Silicondispersionen auf der Crundlage von a. a>-Dihydroxypolyorgam»iloxa- 
nen. Siliconatfen) und (Organo)metallverbindung(en) als Kondensationskatalysator(enX wobei die genannten 
Silicondispersionen nach Verdampfen des Ldsungsmittelanteiis zu Elasiomeren aushfirten kftnnea 

Aus US 42 21 688 (ausgegeben am 9. September 1380, RD. Johnson ct at Dow Corning Corporation) ist es 
bekanni. waBrige Silicondispersionen auf der Basis von hydroxyliertem Polydiorganosiloxan, colloidalem Silici- 
umdioxid und einem organischen Amin oder Natriumhydroxtd herzustellen. Diese Dispersionen sind im pH-Be- 
reich von 9 bis 1 1.5 lagerstabil und sind nach einer Lagerung von mindestens 1 bis 3 Tagen gebreuctuTertig. In 
DE-A30 29 789(offengelegtam 19. Februar 1981 (cntspricht US-Anmeldung Nr. 64 152 vom 6, August 1979X1X1 
Saam. Dow Corning Corporation) sind wftfirige Silicondispersionen beschrieben, die durch Zugabe von Alkalisi- 
licat zu einer anionisch stabilisierten wlfirigen Emulsion von Hydroxylendgruppen aufweisendem Polydiorgano- 
siloxan erhaltlich sind. Die gemlB den Beispielen hergestellten Dispersionen besitzen pH-Werte im Beretch von 
10.1 bis Hi 

Aufgabe der Erfindung war es. wlBrige Siikondispefsionen hcrzustellen, die ohne lange Lagerung gebrauchs- 
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fertig sind Des weiteren war es die Aufgabc dcr vorliegenden Erflndung, wlBrige Silicondispersionen herzustel- 
len, die auch bet niedrigeren pH-Bereichen, beispielsweise urn den Neutralpunkt, stabi) sind. Ferner war es 
Aufgabe der vorliegenden Eriindung, waBrige Beschichtungssysteme und Dichtmassen auf SHiconbasis zu 
entwickeln. welche nach dem Abdampfen des Wassers zu Elastomeren ausharten. wobei die elastomeren 
Beschichtungen oder Dichtmasscn gut auf dem Untergrund haften, auf den sie vor ihrer Aushanung aufgebracht s 
wurden. 

Diese Aufgaben werden durch die vorliegende Erfindung dadurch gelost, daB wfiBrige Dispersionen bereitet 
werden. die herstellbar sind unter Verwendung der Ausgangsstoffe 

a) in den endstandigen Einheiten Hydroxylgruppen aufweisende Polydiorganosiloxane to 

b) (Organo)meiall verbindung(en) 

dadurch gekennzeichnet daB zusatzlich als Ausgangsstoff mindestens ein 

c) Siltconat l5 
verwendet wind. 

Vorzugsweise wird in den erfmdungsgemaBen Dispersionen zusatzlich als Ausgangsstoff 

d) SNiconh&rz H 
verwendet. 

Die als Ausgangsstoffe fiir die erfindungsgemaBen Dispersionen verwendbaren, in den endstandigen Einhei- 
ten Hydroxylgruppen aufweisenden Polydiorganosiloxai;e sind insbesondere solche der Forme) 

HO-fSiRjOj^-H (|) M 

worin 



R' gleiche oder verschiedene Kohlenwasserstoffreste mit 1 bis 18 Kohlensloffatomen. die gegebenenfalls durch so 
Halogenatome, Aminogruppen, Ethergruppen. Fstergruppen. Epoxygruppen. Mercaptogruppen, Cyano- 
gruppen oder (Poly)glykolreste substituiert sind. #obei lemere aus Oxyethylen- und/oder Oxypropylenein- 
lici ten aufgebaut sind, 

n eine ganze Zahl von mindestens 200 bedeuien. 

Die Polydiorganosiloxane gemaB Fcrmel I werden entweder direkt emulgien oder erst in der Emulsion 
hergestellt durch Polymerisation bzw. (Condensation niedermolekularer cyclischer bzw. linearer. hydroxyend- 
standiger Polyorganosiloxane. Diese Verfahren sind der Fachwelt bekannt. Obwohi durch obige Formel nicht 
angegeben konnen in Formel (I) als mehr oder minder schwer vermeidbare Verunreinigungen bis zu 10% der 
Siloxaneinheiien durch Einheiten der Formeln RjSiOi/i. KStO V3 ersetzi sein, wobei R die oben angegebene « 
Bedeuiung hat 

Beispiele fur Kohlenwasserstoffreste R sind Alkylreste, wie der Methyl-, Ethyl-, n- Propyl-. Isopropyl-, n-Butyl*. ■ 
sec-Butyl-. (-Butyl-. n-Pentyl-. neo-Pentylresu iso-Pentylreste. Hexylreste. Heptylreste. Octylreste. Decylreste, 
Dodecylreste und Octadecylreste; Alkenylreste. wie der Vinyl- und der Allylrest; Arylreste. wie Phenyl- und 
Naphtylreste: Aralkylresie, wie der Benzylrest, a- und^-Phenylethylreste; Alkarylreste. wie o-.m- und p-Tolylre- 45 
ste. Xylylreste; Ararylreste. wie Biphenylylreste. 

Beispiele fur substituierte Kohlenwasserstoffreste R sind halogenierte Reste wie der 3-Chlorpropylrest. der 
3J3-Trinuorpropylrest, Chlorphenylreste, Hexafluorpropyl reste, wie der l-Trifluormethyl-2^2-trifluorethyl- 
rest; der 2-(Perfluorhexyl)-ethylrest, der 1 ,1^-Tetrafluorethyloxypropylrest. der 1 -Trifluormethyl-2.2.2-trinuor- 
ethyloxypropylrest, der Perfluor-iso-propyloxyethylrest. der Perfluoriso-propyloxypropylrest; durch Amino- so 
gruppen substituierte Reste. wie der N-{2-aminoethyl)-3-aminopropylrest.der 3-Aminopropylrest und der3-(Cy- 
clohexylamino)propylrest; etherfunktionelle Reste. wie der 3-Methoxypropylresi und der 3-Ethoxypropylrest; 
cyanofunktionelle Reste. wie der 2-Cyanoethylrest; esterfunktionelle Reste. wie der Methacryloxypropylrest; 
epoxyfunkiionelle Reste wie der Clycidoxypropylrest; Schwefelfunktionelle Reste wie der 3-Mercaptopropyl- 
rest. u 
Bevorzugi als Reste R sind Kohlenwasserstoffreste mit I bis 10 Kohlenstoffatomen. 
Vorzugsweise sind mindestens 80%. insbesondere mindestens 90% der Reste R Methylreste. 
Vorzugsweise ist der Durchschnittswert fur die Zahl n in Formel (I) so gewfihli. daB das Polydiorganosiloxan 
der Formel (I) eine Viskositat von mehr als 1000 mPa ■ s, insbesondere von mehr als 10000 mPa • s, jewetls 
gcmesscnbei25*CbesitzL w 

Die als Ausgangsstoffe fur die erfindungsgemfiBen Dispersionen als Kondensationskatalysatoren verwendba- 
ren (Organojmeullverbindungen sind insbesondere die Salze von Carbonsiuren und die Halogcnide der Metalle 
Pb, Zn, Zr. Ti Sb. Fe. Cd. Sn, Ba. Ca und Mn. Besonders bevorzugt sind (Organo-)zinnverbindungen von 
Carbonsiuren mit 1 bis 18 Kohlenstoffatomen sowie (Organo-)Zinnhalogenide, insbesondere Organozinn- 
Naphthenate. -octoate. -hexoate, -laurate, -aceute. -bromide und -chloride. 65 

Beispiele fur solche (Organo-)Zinnverbindungen sind Zinn(ll)octoau DibutylzinndilauraL Octylzinntriacetat-. 
Diociylzinndiocioat Dioctylzinndiacetat, Didecylzinndiacetat. Dibutylzinndiacetai Dibutylzinndibromid. Diox- 
tylzinndiburat. Trioctylzinnaectat Canz besonders bevorzugt sind Diorganozinndicarboxylate. insbesondere 
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Dibutylzinndilaurat. Dioctylzinndilaurat. Dibutylzinndiacetat und Dioctyizinndiacetat 

Die als Ausgangsstoffe fur die erfindungsgemifJen Disperstoi.-en verwendbaren Siliconate sind insbesondere 
solche der Formel 

s R'-Si(OM-*MOH),_„ (M) 
und/oderderen durch Wasserspaltung enistehenden Kondensationsprodukte, worin 

R' alle Bedeutungen von R haben kann; vorzugsweise ist R' ein gegebenenfalls halogenierter oderaminhaliiger 
•o Kohlenwasserstoffrest mil 1 bis 10 C-Atomen. insbesondere ein Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 6 C-Aiomen 
oder ein AminoalkylresL 
m ist eine ganze oder gebrochene Zahl im Wen von 0,1 bis 3; 
M rtrdeutet ein Alkalimetallkation. eine Ammonium- oder Phosphoniumgruppe. 

» 5 B-.-t<p:eic fur Resie R' sind die als Beispiele fiir die Reste R oben genannten Reste. 

Bemnele fur bevorzugte Reste R' sind die als Beispiele fflr Kohienwasserstoffreste R oben genannten Reste 
- mu AiK.iahmeder DodecykOctadecyK Naphthyl- und Biphenylytreste - sowie halogemerte Reste, wieder 
Trifiuorpropylrest Hexafluorpropylreste. der l-Trinuomethyl-2^-trifluorethylrest. der 2-(Perfluorhex- 
yivihylresi. der 3-Chlorpropytrest und aminosubsmuierte Reste, Beispiele for insbesonders bevorzugte Reste R' 
x sino Alkylate, wie der Methyl-. Ethyl-. n-Propyk Isopropyl-, n-Butyl-. sec- Butyl-. t-Butyl-. n-Hexytrest. sowie 
andere Hcxylreste: Alkenylreste. wie der Vinyl- und der AHylrest: sowie der Phenylrest: der N-(2-Ammoet- 
hyl)- j am inopropylrcst. der 3-Aminopropylrest und der 3-{Cydohexyiamino) propylrest 
Vorzugsweise hat die Zahl *einen Wert von 0J bis 3 insbesondere von ! bis 3. 

Beispiele fiir Reste M sind die Kationen der AlkalimetaUe, wie die von Lithium. Natrium, Kalium, Rubidium, 
und Casium. sowie Reste der Formel 

NR, (»0 
oder 

JO 

'PR,- (IV) 
wobei 

R" pleiche oder verschiedene Reste, namlich Kohlenwasserstoffreste mit 1 bis 6 C-Atomen bedeutea 
35 A!s P.estr MbevorzugtsindNa*.K* undNR/. 

Ks kan» t eine Art von Siliconat, es kann auch ein Gemisch von mindestens zwei solcher Siliconate eingesetzt 

wcrden. 

Die -rfmdungsgemaBen Dispersionen werden im allgemeinen durch Emulgatoren subilisiert. Es konnen 
kation*Miv«r. anionaktive. ampholytische sowie nichtionische Emulgatoren verwendet werden. Diese Emulgato- 

*o ren sowie Jeren Dosierung sind dem Fachmann hinreichend bekannL Es kann eine Art von Emulgator. beispiels- 
weise ein anionaktiver. es kdnnen auch Gemische von mindestens zwei Arten von Emulgatoren verwendet 
werden. beispielsweise ein Gemisch aus mindestens einem anionaktiven mit mindestens einem nichuonischen 
EmulPLior Die Emulgatoren konnen als solche der zu dispergierenden bzw. als Dispersion zu stabilisierenden 
Mischung /ugegeben werden. sie k6nnen auch aus einem Vorlaufer. beispielsweise der entsprechenden Saure, 

a i Base oder eines Salzes des eigentlichen Emulgators in der zu dispergierenden bzw. als Dispersion zu stabilisie- 
renden Mischung durch chemische Reaktion(en) gebildet werden. 
Vorzugsweise ist zumindestens ein anionaktiver Emulgator in der erfindungsgemfi&en Dispersion zugegen. 
Die anionaktiven Emulgatoren sind vorzugsweise die Salze der bei der Emulsionspolymerisation zur Ausbil- 
dung in den endstandigen Einheiten Hydroxylgruppen aufweisenden Diorganosiloxans verwendeten oberfla- 

so chenakuven Sulfonsauren nach US-PS 32 94 725. wo die oberflachenaktiven Sulfonsauren und Sake davon 
angegeben sind. Die Alkali- oder A mmoniumsalze der Sulfonsluren sind bevorzugt. insbesondere die Kaliumsal- 
ze. Ais Beispiele fur die Sulfonsauren seien aliphatisch substituierte Benzolsulfonsauren, aliphatisch substituiene 
NaphthaliniuIfonsauren,aliphaiischeSuIfons*uren,Silyla!kylsuIfonsauren und aliphatisch substituierte Dipheny- 
lethersulfonsauren genannt. Auch andere anionische Emulgiermittel konnen verwendet werdea beispielsweise 

ss Alkalisulforizinoleate, sulfonierte Glycerinester von Fettsaurcn, Salz von sulfonierten einwcrtigen Alkohol- 
esiem. Amide von Aminosulfonsauren. beispielsweise das Natriumsalz von Oleylmethyltaurid, Alkalisalze von 
sulfonierten aroma tischen Kohlenwasserstoffen. wie Natrium-alpha- naphthalin-monosulfonat, Kondensations- 
produkte von Naphthalinsulfonsauren mit Formaldehyd und Sulfate, wie Ammoniumlaurylsulfat.Triethanolam- 
inlaurylsulfat und Natrium-laurylethersulfat 

to Nichtionische Emulgatoren werden vorzugsweise zusatziich zu anionaktivem Emulgator verwendet Beispiele 
fur derartige nichtionische Emulgatoren sind Saponine. Additionsprodukte von Fettsiuren mit Ethylenoxid. wie 
Dodecansiureester mit Tetraethylenoxid, Additionsprodukte von Ethylenoxid mit Sorbitantrioleau Additions- 
produkte von phenolisehen Verbindungen mit Seitenketten mit Ethylenoxid, wie Additionsprodukte von Ethy- 
lenoxid mit Isododecylphenol, und iminderivaie, wie polymerisiertes Ethylenimin, Additionsprodukte von Alko- 

« holen mit Ethylenoxid. wie Polyeihylenglykol-O 0)-bouidecyletSer. 

Beispiele fur kationaktive Emulgatoren sind Fettamine, quaternire Ammoniumverbindungen, quatemare 
Verbindungen des Pyridins, Morpholins und Imidaxolins. 
Beispiele fur ampholytische Emulgatoren sind langkettige substituierte Aminos* urea wie N-AIJeyWi-fainino- 
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cthyl-)glycin. N-alkyl-2-aminopropionat, sowic Bctaine, wie (3-Acyiaminopropyl)-dirncihylglycin und Alkylimi- 
ila/oliumbctainc 

Obwohl fur die Losung dcr cingangs gcstellten Aufgaben der Erfindung nicht crforderlich, kdnnen und 
vorzugsweise sollen in den erfindungsgemaBen Dispersionen zusatzlich zu den oben genannten Komponenten 
als Ausgangsstoff ein SUiconharz verwendet werden. Der Zusatz von SUiconharz verbessert die Festigkeit des 5 
ausdencrfindungsgemJBen Dispersionen nach Verdampfen des Losungsmittelanteils erhaltlichen Elastomeren. 

Vorzugsweise werden als Siliconharze solche mil Einheiten der Formel 

R^'SiO^ (V) 

2 10 

bevorzugt,worin 

R" dieselbe Bedeutung wie in den Formeln (1 1 1) und (IV) besitzt, und 

x einc Zahl mil einem durchschnittlichen Wert von 03 bis 1,6 insbesondere von 0,75 bis 1,4 bedeutet 15 

Obwohl durch die obige Formel (V) nicht ausgedrOckt, kann das SUiconharz bedingi durch seine Herstellurig 
bis zu 1 0 Gew.-% Si-gebundene Hydroxylgruppen und/oder Alkoxygruppen enthalten. 

Bevorzugte Reste " in Formel (V) sind Methyl-, Ethyl-, Vinyl- und Phenylreste, insbesondere Methyireste. 

Vorzugsweise werden bei der Herstellung der erfindungsgemafien Dispersion bezogen auf 1 00 Gewich'-teile 20 
in den endstandigen Einheiten Hydroxylgruppen aufweisende Polydiorganosiloxane OjOl bis 20, insbesondere 03 
bis 6 Gewichtsteile, Siliconat; OjOl bis 10, insbesondere 0.15 bis 7 Gewichtsteile (Organo)metallverbindungfen), 
sowie 0 bis 150, insbesondere 0 bis 70 Gewichtsteile SUiconharz eingesetzt. 

Die fur die Stabilisierung der erfindungsgcmlfien Dispersionen vorteilhafte Menge an Emulgator ist stark von 
der Zusammensetzung der jeweiligen Dispersion abhangig. Bezogen auf das Gewicht der Dispersion mil » 
Ausnahme des Wasseranteils genQgen im allgemeinen 1 bis 20Gewichuprozem an Emulgator(en). 

Die erfindungsgerrulQcn Silicondispcrsionen kdnnen zusfltzltche Bestandteile zur Modiflzierung der Eigen* 
schaftcn der Dispersionen, bzw. der aus diesen erhaltenen elastomeren Produkte enthalten. Zur Verbesserung 
der Haitung der aus den erfindungsgemaBen Dispersionen nach Verdampfung ihrer Losungsmittetanteile auf 
dem Untergrund, auf dem die Dispersionen aufgebracht worden sir.d. k6nnen Haft verm it tier zugesetzt werden. x> 
Als besonders vorteilhaft in dieser Hinsicht erwies sich der Einsatz von amtnof unkttonellen Silanea wie N-(2-A- 
minoethyI)-3-aminopropyltrialkoxysilanen, bei denen der Alkoxyrest ein Methoxy-. Ethoxy-, n-Propuxy- oder 
Isopropoxyrest isL 

Weitere Stoffe, die in den crfindungsgemfiBen Dispersionen enthalten sein kdnnen, sind Weichmacher. wie 
acu-TrimethylsiloxypolydimethylsUoxan, Schaumverhutungsmittel, organische Losungsmittel, Thixotropier- und 33 
Dispergiermittel sowie FQllstoffe. Beispiele furThixotropiermittet sind Carboxymethylcellulose und Polyvinylal- 
kohol. Beispiele fur Dispergiermittel sind PolyacrylsSuresalze und Polyphosphate. Die genannten Thixotropier- 
und Dispergiermittel haben teilweise auch emulgierende Eigenschaften. so daB sie als Emulgatorer benutzt 
werden kdnnen. Beispiele far organische Losungsmittel sind Kohlenwassersioffe, wie Petrolether verschiedener 
Siedebereiche. n-Pentan. n-Hexan, Hexan-lsomerengemisch, Toluol. Xylol; organische Losungsmittel werden 40 
vorzugsweise hochstens zu 5 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht der Dispersion, insbesondere gar nicht, einge- 
setzt. Beispiele fOr FQllstoffe sind verstftrkende FQllstoffe, also Fullsioffe mit einer BET-Oberflftche von minde- 
stens 50 m J /g, wie pyrogen hergestellte Kicselsaure. gefallte Kicselsaure, Aluminiumoxid und RuO; nicht verstflr- 
kende Fullstoffe, also Fulls toffe mit einer BET (Brunauer, Emmet und TellerJ-Oberflache von weniger als 
50 m 3 /g. wie Ton. Quarzmehl. Kreide. Glimmer, Zinkoxid. Titandioxid u. a. mehr. FQllstoffe werden hochstens in 45 
Mcngen von 150 Gewichtsteilen. bezogen auf 100 Gewichtsteile. in den endstandigen Einheiten Hydroxylgrup- 
pen aufweisendes Organopolysiloxan verwendet. 

Von jeder der vorstchend als mdgiiche Komponenten in den bzu jls Ausgangsstoffe fur die erfindungsgemS- 
Oen Dispersion genannten Gruppen von Stoffen kann jeweils ah, cine Komponeme ein Stoff dieser Gruppe, e$ 
kann aber auch ein Gemisch aus mindestens zwei verschicdenen dieser Stoffe verwendet werden. So kann so 
beispirlsweise ein Gemisch aus mindestens zwei in den endstandigen Einheiten Hydroxylgruppen aufweisenden 
Organopolysiloxanen eingesetzt werden 

Die erfindungsgemllOen Dispersionen besitzen vorzugsweise pH-Werte von 5 bis 13, insbesondere von 6 bis 
1 1, spczielt 7 bis 83. jeweils gemesscn mittels einer in die Dispersion eingetauchten ha ndelsUblichenGlaselek tra- 
de. » 

In den erfindungsgemaften Dispersionen wurden Festitoffgehatte von Ober 80Gew.-% erreichL Als Feststoff- 
gehalt ist hier der Gewichtsanteil aller Bestandteile der Dispersion aufier Wasser und, falls verwendet, organi- 
schc{s) Losungsmittel am Gesamtgewicht der Dispersion zu verstehen. Vorzugsweise haben die erfindungsge- 
maOen Dispersionen Feststoffgehalie von 20 bis 85 Gewichtsprozent. Niedrigere Fcststoffgehalte sind selbsiver* 
standlich mbglich, jedoch wirtschaftlich wenig sinnvoll. Vorzugsweise werden die als Ausgangsstoffe fur die to 
erfindungi^emsQen Dispersionen verwendet en, in den endstandigen Einheiten Hydroxylgruppen aufweisenden 
Polydiorganosiloxane. sowie, falls verwendet, die Siliconharze vor dem Vermischen mit den jeweils Qbrigen 
Komponenten in Wasser emulgien bzw. dispergiert Auch fur die (Organo-)Metallverbindung(en) kann dies von 
Voncil sein. 

In den nachstehend beschriebencn Bei spiel en beziehen sich die Mengenangaben. falls nicht anden angegeberC 65 
auf das Gewicht. Als Emulgator wurde unter anderem PolyethylenglykoH 1 0)-isotridecylether (nachstehend als 
"E" bezeichnet), eingesetzt Sofern nicht anders angegeben. wurden die nachstehenden Beispiele bet einem 
Druck von 0.10 MPa (abs.) und hei Raumtemperatur, aiso etwa 22" C, bzw. bei der Temperatur, die sich beim 
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Zusammengeben der Reaktanden bei Raumiemperatur ohne zusatzliche Heizung oder Kuhlung einstellt. durch- 
gefuhrt 

A: Emulsion von in den endstandigen Einheiten Hydroxylgruppen aufweisendem Polydiorganosiloxan: 

1) Eine aus 1400 g eines a^DihydroxypohydimethyUiloxans einer Viskositat von 100 mm' • s-' bet 
25*C 30 g E. 30 g Dodeeylbenzolsulfonsaure und 540 g Wasser hergestellte Emulsion wurdc nach 20 h 
Lagerung bei Raumiemperatur mil Diethylamin neutralisiert. Die Viskositat der Olphasc be true ca. 
J 000000 mm 1 • s-' bei 25* C 

2) Eine Emulsion gemaB a) wurde hergesiellt mit der Abanderung. daO statt mit Diethylamin mil 
Dieihanolamin neutralisien wurde. 

3) Eine Emulsion gemaB I) wurde hergesielli mit der Abanderung. daD statt mit Diethylamin mil 
40%-iger waQrigcr Kaliummcthylsiliconatldsung neutralisiert wurde. 

4) Eine Emulsion gemaB t) wurde hergcstellt mit der Abanderung, daO stall mil Diethylamin mit 
50-gew.%iger waQrigcr KOH-Ldsung neutralisiert wurde. 

B: Dispersion von (Organo')Metallverbindung: 

Aus 50 g Dibutylzinndilaurat. 5 g E und 45 g Waster wurde eine Emulsion hergestellt 
C: Siiiconharzdispersion: 

Eine aus 50 g eines aus Einheiten der Formel CHjSrOvj bestehenden niedermolekularen Siliconharzes, 3 g 
Dodecylbenzolsulfonsauresalz und 47 g Wasser bereitete Emulsion wurde mit I g Dodecylbenzolsuifonsiu- 
re angesauert und I Woche bei Rauimempcraiur belassen und anschlieBend mit N - M ethylethanolajnin 

neutralisiert 

D: Weichmacheremulsion: 

Aus 700 g eines a^bis-Trimethylsiloxypolydimethylsiloxans einer Viskositat von 10f>mm J • s- 1 bei 25*C 
30 g E und 270 g Wasser wurde eine Emulsion bereiteL 

Beispiel I 

Eine Mischung von 20 g der gemaB A 2) hergesiellten Emutsioa 0t2 g der Dibutylzinndilaurat emulsion B und 
0.1 g einer 40 Gew.-%igen waBrigen KaliummethylsiliconaUdsung wurde 1 Tag lang bei Raumten.peratur 
gelagen. Der pH-Wert der so hergesiellten Dispersion betrug 8.0. Ein Teil dieser Dispersion wurde auf eine 
Giasplaue aufgetragen. Innerhalb eines Tages bildete sich ein trockcncr. wcicher Dastomerfilm, der nach 4 
Taeen eine Shore-OOHarte von 46 besaB. 

Beispiel 2 

Beispiel 1 wurde wiederholt mit der Abandoning, daB in die Mischung zusatzlich 5 g der gemaB C hergestell- 
ten Siiiconharzdispersion eingebracht wurde. Der pH-Wert der so hergestellten Dispersion betrug 83. Ein Teil 
dieser Dispersion wurde aur eine Clasplatte aufgetragen. Innerhalb eines Tages bildete sich ein trockener, 
weicher Elastomerfiim, der nach 4 Tagen eine Shore-00-Harte vor. 52 besaB. 

Beispiel 3 

a) In eine durch Vermischen von 100 g der gemaB A 1) hergestellten Emulsion. 1 g der Dibutylzinndilaur- 
atemulsion B. 25 g der Siiiconharzdispersion C und 0,5 g 40-gew.-%-iger waBriger Kaliummethylsiliconatlo- 
sung hergestellte Dispersion wurden 60 g gerallte Kreide eingetragen. Erhalten wurde eine cremige, stand- 
feste Paste mil einem pH-Wert von 8.5. die mindestcns 6 Monate bei Raumiemperatur lagerfahig war. Die 
Paste hartete innerhalb eine? Tages nach Auftragen als Raupc oder 2 mm starke Folie zu einem trockenen 
Elastomer aus. 

b) Die gemaB a) hergestellte Paste wurde zusatzlich mit 10 g der Weichmacheremulsion D versetzL Der 
pH-Wcn der so erhaltenen Paste betrug 8,0. 

c) Die gemaD a) hergestellte Paste wurde zusatzlich mit 1 g N-{2-Aminoethylh3-aminopropyltrimethoxysi- 
Un versetzL Der pH-Wert der so hergestellten Paste betrug 8*5. Das nach Aufbringen der Paste auf nassen 
Beton. rohes Holz, lasienes Holz und viele andere Substrate ausgehartete Elastomer besaB jeweils hervor- 
ragende Haftung auf dem jeweiligen Substrau Die folgende Tab. 1 fQhrt die physikalischen Eigenschaften 
der durch Auftragen der unter a), b) und c) hergestellten Pasten als 2 mm starke Folien erhaltenen Elasto- 
mercn nach 1-wocniger Lagerung bei Raumiemperatur auf. 
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Tabelle 1 



Ma»e 
grmlQ 



Shore-A*Hlne 



ReiQfestigkeii 
in N/mm' 



Zugfestigkeit bei 
100%Dehnung 
in N/mm 1 



ReiBdehnung 
in% 



WeiierreiO- 
festigkeit 
in N/mm 



a) 
b) 
c) 



27 
18 
32 



0,9 
1.0 
U 



0.3 
02 
0,4 

Beispiel 4 



810 
950 
600 



35 
3.6 
10 



Vergleichsbeispiel 

Beispiel 3 a) wurde wiederholt mit der Abanderung, daB stitt der wlfiriKn Knli,.m«;i;,™.iA, 

Kaliumwasserglas (Feststoffgehalt 40 Gew -%) verwendet rZ p*«- I • "''^wona^un* OS g 

Raupc Oder aJs2 mm starke FoUenoch ausgehTn^ Jrde - D * Pa « e war e,nen Tag nach Auftragen als 

Die gemaB Beispiel 3 a) und dim Vergleichsbeispiel hergesiellten Pasten wurden jeweils 4 Tan nu* ih™ 

£ d K*! 0n,r S K*i gCMmtC EU5tomcr Ift °t «h vom Substrat abziehen) 
+ :KohasionsnO(RjBinnerhalbdesElastomeren> 1 



Tabelle 2: Haftungspruf ung 



Substrat 



Beispiel 3 a) 



Vergleichs- 
beispiel 



» 



90 



35 



Betoairocken 

Bcton,na0 

Aluminium 

Zinkblech 

Glas 



+ 

+/- 
+ 



Beispiel 5 



a) Hersi«l unf einer wflBngen Usung von Kalium-N^-aminoeihylJ-a-aminoDroDvlsiliconat- 

7_u e.ner Losung von 95,5 g KOH in 400 g Wasser wurden unter b£ R Z B m sM i, a 
hylH-aminopropyhrimethoxysilan zudosiert Von der Mi^^S„^???. 8 N-{2-Am.noet- 
dann ca. 200 ml Wasser abdestilliert. AnschlieBend wurde d£ SfJI I R i"'" Cr$t Mctnano1 und 
G-m.gew^.u/gefu.luEs^ 

b) In eine durch Vermischen von 100 g der gemaB A 4) hergestellen bism-reinn i a h„ rvk . t • 
aiemubion B. 25 g der Si'iconharzdispersion C und OJ g der gemafl S'ESSif 1*?^ " yt2inn ? , * Ur " 
Kal, 0 m^2.. mi noe,hy^^ 

c.ngeirager, Erhal.en wurde eine cremige. standfeste k^%^JnSnSS^T^% Qua " meW 
'"-^-Tagesna^ 



55 



60 



65 



7 



